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Abstract (en)
A method for extracting fine clay particles and fine mineral particles from underground bores without having to move large quantities of material and
without backfilling uses high pressure water jets to wash out the selected particle size and leave the larger particles in situ. Vertical bores are drilled
into the soil and protected by a liner (1). A high pressure water pipe (2) is pressed into the bore and carries an angled jet (3) which is raised, lowered
and swivelled to wash out the selected particle size through optimizing the pressure. The particles are carried in suspension up to the surface via the
space (4) between the bore line and the water pipe.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Gewinnung tonmineralhaltiger Rohstoffe mit folgenden Schritten: Herstellen einer von der Erdoberfläche
(EO) in eine die tonmineralhaltigen Rohstoffe enthaltende Lagerstätte reichenden Bohrung (B), Einbringen einer zumindest abschnittsweise in die
Bohrung (B) reichenden Rohrtour (1), Herstellen einer die tonmineralhaltigen Rohstoffe (K) enthaltenden Suspension (4) mit einem Flüssigkeitsstrahl
(W) unter Tage, und Fördern der Suspension (4) durch die Rohrtour (1) an die Erdoberfläche (EO) mittels des vom Flüssigkeitsstrahl (W) erzeugten
Drucks. Zur Vereinfachung des Verfahrens wird vorgeschlagen, dass der zur Erzeugung des Flüssigkeitsstrahls (W) dienende Druck so eingestellt
wird, dass die an die Erdoberfläche (EO) geförderte Suspension (4) lediglich eine die tonmineralische Rohstoffe enthaltende vorgegebene erste
Kornfraktion enthält und eine gröbere Partikel enthaltende zweite Kornfraktion in situ zum Stützen der Lagerstätte zurückbleibt. <IMAGE>
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